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บทคัดยอ 

 

 ในงานวิจัยน้ีมีจุดประสงคหลักเพื่อศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการอบออนตอ

ฟลมบางนาโนอะลูมิเนียมออกไซดบนกระจกสไลด เพื่อใชเปนฟลมปองกันแสงสะทอนซึ่งผลิต

โดยกระบวนการสปารค ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการสังเคราะห

ฟลมบางนาโนอะลูมิเนียมออกไซดปองกันแสงสะทอน คือ การนําฟลมบางไปทําการอบออนที่

อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส โดยมีคาการสงผานแสงที่ชวงของแสงขาวอยูที่ 80 % โดยเฉลี่ย อีกทั้ง

เมื่อทําการวัดคาการสะทอนแสงจะพบวาฟลมบางที่ผานการอบออนที่อุณหภูมิน้ีจะใหคาการ

สะทอนแสงลดลงเหลือเพียง 2.87% หลังจากทําการตรวจวัดความหนาของฟลมบางนาโนที่ผลิตได

จากกระบวนการสปารคนี้จะพบวา ความหนาที่ไดน้ันจะมีความสัมพันธเชิงเสนกับจํานวนรอบของ

การสปารค โดย 1 รอบการสปารคฟลมบางจะมีความหนาอยูที่ประมาณ 40 นาโนเมตร และเมือ่นํา

ฟลมบางนาโนวิเคราะหโครงสรางทางจุลภาค องคประกอบทางเคมีและความตางเฟส พบวาฟลม

บางนาโนที่ไดจะหนาแนนขึ้นและมีการเกาะตัวกันเปนอนุภาคทุติยภูมิของฟลมบางนาโน

อะลูมิเนียมออกไซดเพิ่มขึ้น เน่ืองจากการอบออนที่อุณหภูมิสูงขึ้นหรือใชเวลาในการอบออนที่นาน

ขึ้นชวยใหมีการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ดีขึ้น  
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ABSTRACT 

 This research aimed to study influences of temperature and time of annealing on 

aluminium oxide nano-thin films on sliding glass, prepared by a sparking process for use as 

antireflective coatings. The samples annealed at the optimum temperature of 550°C showed 

transmittance of 80% and reflectance of 2.87%. Linear relationship between the film thickness 

and the number sparking was found; a thickness approximately of 40 nm was obtained at one-

time sparking. Moreover, microstructures of nano-thin films were denser and secondary particles 

increased after annealing. It was believed that annealing treatment at higher temperature or longer 

time enhanced oxidation reaction and increased aggregation of the secondary particles.   

 


